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1. 背　景

日機装社製透析装置の自己診断機能の中には配管自己診
断があり，電磁弁締切検出器テストが含まれる。電磁弁締
切電圧を把握することで電磁弁にかかる負荷が判定でき，
密閉系が崩れて起こる過除水等を未然に防ぐことが可能で
ある。今回，個人用透析装置DBG-03（日機装社製）の1台
において，電磁弁の締切電圧がメーカ推奨値上限の0.7 V

以上になり警報が出現した。

2. 目　的

電磁弁の締切電圧上昇の原因は洗浄剤による影響なの
か，その他に原因があるのかを確認し，対策を立てる。

3. 方　法

熱湯消毒用洗浄剤Citrix-50H（アムテック社製）及び
HEMOCLEAN C（ケーアールディジャパン社製）の2剤を
6ヶ月間クロスオーバーにて使用し，電磁弁4～10までの
7ヶ所にて電圧変化を調査した。
コンソールA：Citrix-50HからHEMOCLEAN Cへ変更
コンソールB：HEMOCLEAN CからCitrix-50Hへ変更
また，顕微鏡拡大観察にて，電磁弁6～8の弁シートとそ
の出口部シリコンホースの表面の荒れ，及び付着物につい
て観察を行った。

4. 結　果

コンソールA，BともにCitix-50Hを使用していた際に電

圧が高値となり，HEMOCLEAN C使用時は低値となると
いう結果が得られた（図1，2）。顕微鏡拡大観察では，測定
した弁シート，及びシリコンホースの表面には，荒れや付
着物は確認できなかった。

5. 考　察

HEMOCLEAN C使用時に比べCitrix-50H使用時の方が
電磁弁締切電圧が高値であったことから，洗浄剤が何かし
らの影響を与えていることが示唆された。弁シート及び配
管に洗浄剤や透析液由来の物質が除去されずに残り，電圧
上昇に関与していると推測したが，ダイアライザ入口側の
電磁弁の電圧も上昇していることから，hemodialysis

（HD）により漏出した蛋白質等のみが原因とは考えにく
く，はっきりとした証拠は認められなかった。

6. まとめ

洗浄剤が何かしらの影響を与えていることが示唆された
が，その詳細は不明である。今後，メーカと共に電磁弁に影
響を及ぼす要因が何であるかを，さらに追求する必要がある。
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図2　コンソールBの電圧変化図1　コンソールAの電圧変化


